SURELEVATION DU SINUS PAR VOIE

LATERALE — NOUVEAU PROTOCOLE
PIEZOELECTRIQUE
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1 SLC — affinement
de la paroi latérale

2' SLO-H — ostéotomie
de la fenétre osseuse
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4 pince anatomique
- enlévement de la
fenétre osseuse

[ 2

3 SLO-H — décolle-
ment de la fenétre
osseuse
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6 SLE1 — élévation
de la membrane du
plancher sinusien
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5 SLS — séparation
de la membrane
sinusienne
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7 SLE2 — élévation
de la membrane
de la paroi palatine
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8 greffe
endosinusienne
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9 pose de la
membrane
obturatrice




1 affinement de la paroi et identification
de la cavité sinusienne (couleur foncée)

2 ostéotomie de la fenétre osseuse par
dessin du contour

3 enlévement de la paroi affinée

4 séparation de la membrane du contour
de la fenétre osseuse

5 début de la surélévation du
plancher sinusien

6 achevement de la surélévation
de la membrane de la paroi palatine

7 greffe osseuse




- NOUVEAU KIT “SINUS LIFT LATERAL” POUR MECTRON

PIEZOSURGERY® —“CONSUMING TECHNIQUE" :
LA TECHNIQUE AVEC LE MAXIMUM DE SECURITE
VALIDEE EN LITERATURE"

AR _ - Risque minimal de perforer de facon accidentelle
' . la membrane sinusienne

- Nouvel insert qui permet d’affiner la paroi
osseuse avec le maximum de sécurité et un
surprenant contrdle intra-opératoire

- Nouvel insert pour ostéotomie qui réunit
efficacité et sécurité

- Nouveau séparateur plus fin et donc plus efficace
par rapport a la vieille forme “a patte d’éléphant”

- Nouveaux élévateurs avec partie terminale affilée
pour couper les fibres de Sharpey de I'endoste,
celui-ci protégé par la convexité du terminal

-+ Nouvel élévateur SLE1* pour le début de
I'élévation de la membrane du plancher sinusien

-+ Nouvel élévateur SLE2* pour achever I'élévation
de la paroi palatine

INSERTS ET KIT SINUS LIFT LATERAL

Insert SLC — Sinus Lift Consuming 03380013

Insert SLO-H — Sinus Lift Osteotomy 03370025 / /
Insert SLS — Sinus Lift Separator 03390006 \
Insert SLE1* — Sinus Lift Elevator 1 03390007 ‘l. l N
Insert SLE2* — Sinus Lift Elevator 2 03390008 . . .
Kit Sinus Lift Lateral 01520023 o §

(SLC, SLO-H, SLS, SLE1, SLE2)

* développés en collaboration avec le Dr. Philippe Russe, Reims, France
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